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I nformation/ Notification

Discontinuation of mr-PosEBR resist series

Dear valued customer,

We hereby notify you that micro res6t technology GmbH will discontinue the mr-PosEBR resist
series by 01 January 2022.

The delivery of a crucial raw material is unfortunately no longer possible without restrictions.
Therefore, we can no longer guarantee manufacturability in the future.

Unfortunately, we cannot provide any other positive e-beam resists with exactly the same
lithographic and process characteristics as the discontinued mr-PosEBR. lnstead, the negative
resist series ma-N 2400 and mr-EBL 6000 are available as alternatives.

lf you have questions or need advice for finding replacements, please contact the product
manager for positive photoresists, Dr. Christine Schuster c. sch u ste r@ m icroresist. de , or the
Photoresists business unit manager, Dr. Anja Voigt t@microresistvot
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お客さま各位

2022年1月1日までにmr-PosEBRレジストシリーズを廃止することをここにお知らせします。
残念ながら、制限なしに重要な原材料の配送をすることは不可能となります。 ��
したがって、将来的に製造性を保証することはできなくなります。
残念ながら、製造中止になったmr-PosEBRと全く同じリソグラフィーおよびプロセス特性を備えた
他のポジ型電子ビームレジストを提供することはできません。 
代わりに、ネガレジストシリーズma-N2400およびmr-EBL6000が代替として利用可能です。


